C.R.P. Popis komentara k rozpoctovej polozke

Zariadenie (alebo zostava zariadeni), ktoré umoznia povrchové upravy plochého skla v podmienkach blizkym prevadzkovym
podmienkam vo vyrobe povrchovo upraveného plochého skla. Zariadenie (alebo zostava zariadeni) musi pokryvat vSetky typy
vyrobnych krokov tak, ako su pouzivané pri priemyselnej povrchovej Uprave a povlakovani plochého skla:

- rezanie sklenych tabul na pozadovany rozmer,

- umyvanie narezanych tabul,

- aplikacia funk&nej vrstvy/vrstiev plazmovym nanasanim,

- automaticka in-line vystupna kontrola kvality nanasanych vrstiev pomocou modulov zabudovanych priamo v procese.

Pozadovana funkénost zariadenia alebo zostavy zariadeni a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie (alebo zostava zariadeni) musi byt schopné vyrabat prototypy, sklené tabule s variabilnymi druhmi povlakov,

- schopnost spracovavat tabule plochého skla s rozmermi az 400 x 400 mm,

- rezanie sklenych tabul na pozadovany rozmer,

- umyvanie narezanych tabul,

- musi poskytovat’ dostato€nu flexibilitu pouzitych povlakovych materialov a to s moznostou Upravy parametrov tak, aby bolo mozné
aplikovat rézne typy povlakov, pripadne ich kombinacie,

- aplikacia funk&nej vrstvy/vrstiev plazmovym nanasanim s garantovanou homogenitou nanesenej vrstvy na ploche minimalne 300 x

0.H1.p21 300 mm - vSetky vyrobné kroky musia podporovat tuto velkost materialu,
- zariadenie (alebo zostava zariadeni) musi byt schopné nanasania technikou tzv. dutej katody,
- zariadenie (alebo zostava zariadeni) musi mat modularnu konstrukciu umoznujucu neskorsie rozsirenie o dalSie technolégie
plazmového nanasania (konkrétne rotujucou, planarnou katédou a i.),
- automaticka in-line vystupna kontrola kvality nanasanych vrstiev pomocou modulov zabudovanych priamo v procese, konkrétne
detekcia pomocou hmotnostného spektrometra (MKS) a optického meracieho detektora,
- prostredie, v ktorom sa zariadenie (alebo zostava zariadeni) bude nachadzat musi simulovat buduce priemyselné podmienky, t. j.
regulovana teplota, vihkost, prasnost prostredia a pod. a musi byt v ramci projektu zabezpeena pomocou nevyhnutnych stavebnych
Uprav.
Na linke sa budu vyrabat prototypy, sklené tabule s Uplne novymi druhmi povlakov. Linka musi poskytovat dostato¢nu flexibilitu
pouzitych povlakovych materidlov a to moznostou Upravy jej parametrov tak, aby bolo mozné aplikovat r6zne typy povlakov, pripadne
ich kombinacii. Linka bude spracovavat tabule plochého skla s maximalnymi rozmermi 400 x 400 mm a s garantovanou homogenitou
nanesenej vrstvy na ploche minimalne 300 x 300 mm. VSetky vyrobné kroky musia podporovat’ tuto velkost materialu. Prostredie v
ktorom sa vyrobna linka bude nachadzat musi simulovat buduce priemyselné podmienky, t.j. regulovana teplota, vihkost, prasnost
prostredia a pod. a musi byt v ramci projektu zabezpe€ena pomocou nevyhnutnych stavebnych Uprav. Sucastou zariadenia musi byt aj
pocitacova riadiaca a ovladacia jednotka vybavena potrebnym softvérom na riadenie procesu a zber dat.
Laminarny box Il. triedy na ochranu obsluhy, prostredia a produktov pri praci s aktivnymi a toxickymi materialmi, tkanivovymi kultarami,
pri priprave médii a manipulacii patogénnym materialom. Pozadovana Sirka pracovnej plochy je = 1,2m, musi umoznovat lahké
Cistenie a sterilizaciu v autoklave, musi byt vybavena minimalne 2 elektrickymi zasuvkami na pripojenie zariadeni pouzivanych v boxe
a elektricky vysuvnym oknom. Sucastou dodavky musi byt vySkovo nastavitelny podstavec pod box umozrujuci ergonomicku pracu v
sede, UV lampa na sterilizaciu prostredia a bezpe€nostny kahan so senzorovym zapinanim.
Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
- osadeny 2 HEPA filtrami s G¢innostou minimalne 99,999% pre Castice 0,3 ym na ochranu osdb pred nebezpecnymi latkami a
aerosolmi,
- Sirka pracovnej plochy = 1,2m,
- pracovna plocha musi byt zhotovena z autoklavovatelného materialu nepodliehajuceho korézii a musi sa dat demontovat mimo
priestor laminarneho boxu za u¢elom Cistenia a sterilizacie,
- integrované programovatelné UV svetlo s ¢asovacom v rozsahu minimalne 1 min az 24 hod.,

0.H1.P22 |- osvetlenie pracovnej plochy boxu musi mat minimalnu intenzitu 1000 lux,
- minimalne 2 elektrické zasuvky umiestnené na zadnej stene pracovného priestoru s bezpeénym krytovanim na pripojenie zariadeni
pouzivanych v boxe,
- bezpecnostny kahan typu ,Bunsen“ so senzorovym zapinanim citlivym na pohyb ruky,
- elektricky vysuvné celné okno,
- transparentné bo¢né panely,
- ovladaci panel so zobrazovacou jednotkou na sledovanie prevadzkovych parametrov (stav filtrov, rychlost pradenia, pocitadlo
prevadzkovych hodin),
- alarm pri naruSeni laminarneho prudenia a nespravnej polohe okna,
- 2 opierky ruk na zabezpecenie komfortu prace a zachovanie laminarity pradenia,
- vySkovo nastavitelny podstavec v rozsahu minimalne 750 — 850 mm,
- pozaduje sa akreditovana skuska ucinnosti filtrov a rychlosti prudenia po instalacii.
Inkubator s chladenim na pracu s biologickym materiadlom citlivym na externé teplotné zmeny — na testovanie biologickych
charakteristik novych typov biomateridlov, najma ich biokompatibility, cytotoxicity, osteokonduktivity, ako aj $pecifickych vplyvov na
bunkové a tkanivové kultury.
Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
- vnutorny objem minimalne 110 litrov,
- vnutorné tesniace priehladné dvere na vizualnu kontrolu vzoriek bez zmien vnutorného prostredia,

oHLP23 | v komore minimalne 1 zasuvka alebo priechodka na pripojenie zariadeni umiestnenych v inkubatore,

- mikroprocesorova regulacia teploty v minimalnom rozsahu +5 °C az +70 °C so zobrazenim na displeji, nastavenie v kroku po 0,1 °C,
- nutena cirkulacia vzduchu,

- minimalne 2 police,

- podstavec pod inkubator na umiestnenie na podlahu,

- slcastou dodavky akreditovana kalibracia.




Zariadenie na homogenizéaciu vzoriek biologickych materialov v r6znych laboratérnych nadobach za stanovenych teplotnych rezimov.
Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- nastavitelny pohyb trepanim v rozsahu minimalne od 50 — 580 ota€ok /min, nastavitelny polomer trepania v rozsahu minimalne od 1 —
40 mm,

- chladenie vnutornej komory, moznost nastavenia teploty v rozsahu minimalne 5 °C az 60 °C,

- vnutorny objem komory minimaline 65 |,

- Gasovac s rozsahom minimalne od 1 min — 9000 min,

- teplotna presnost’ minimalne + 0,1 °C,

- teplotna uniformita £1 °C pri 37 °C pripadne lepSia,

0.H1.P24 |- tlagiaren,
- pozadované prisluSenstvo a kapacita trepacky:
o uchytky na 100 ml banky — minimalny pocet 22 ks,
o uchytky na 250 ml banky — minimalny pocet 10 ks,
o uchytky na 500 ml banky - minimalny pocet 8 ks,
o lepiva podlozka, rozmer minimalne 20 x 20 cm - minimalny pocet 2 ks,
o drziak z nerezovej ocele nastavitelny v rozsahu od 0° — 90° s minimalnou kapacitou 50 ks skumaviek s @ 17,5 mm — 1 ks,
- drziak z nerezovej ocele nastavitelny v rozsahu od 0° — 90° s minimalnou kapacitou 15 ks skimaviek s g 30 mm — 1 ks.
Zariadenie s riadenou atmosférou na kultivaciu bunkovych a tkanivovych kultur pri definovanych podmienkach teploty, vihkosti a tlaku
plynov.
Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
- objem komory minimalne 150 I,
- musi mat zobrazovacie zariadenie umiestnené na vonkajSich dvierkach pristroja, ktoré zobrazuje zakladny prehlad o monitorovanych
parametroch a alarmové spravy,
- programovatelné akustické a vizualne alarmy: uroven vody, otvorenie dveri, % CO2, RH, T °C
- moznost riadenia CO2 atmosféry - volitelny obsah CO2 od 0 % do 20 % s citlivostou 0.1 %,
- schopnost udrzat konstantnu vihkost az 95 % pri 37 °C,

OHLP25 | bezudrzbovy senzor na kontrolu koncentracie CO2,

T - HEPA filter na vstupe plynu do komory na ochranu vzoriek pred kontaminaciou,

- zariadenie musi mat regulaciu teploty v rozsahu minimalne +7 °C nad teplotu okolitého prostredia az 55 °C s citlivostou 0,1 °C,
- vnutorné tesniace priehladné dvere na vizualnu kontrolu vzoriek bez zmien vnutorného prostredia,
- integrovany dekontaminacny program komory pri minimalne 150 °C,
- Interiér modulu vyrobeny z materialu nepodliehajuceho korézii,
- minimalne 3 vnutorné police,
- sucastou dodavky musia byt ventily a tlakové regulatory na pripojenie na tlakovy CO2,
- podstavec pod zariadenie na umiestnenie na podlahu,
- sucastou dodavky validacia s protokolom.
Zariadenie na detekciu a stanovenie koncentracie antigénov alebo protilatok vo vzorkach na titraénych platnickach.
Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
- zariadenie musi umoziovat merania 6 az 384-jamkovych platniciek,
- minimalne rychlost merania 96 jamkovej platnicky 15 s, 384 jamkovej platnicky 31 s,

oHLP26 | zariadenie musi umozrovat Citanie metédami: end-point, kinetické a spektralne merania, )

T - z dévodov variability vyskumnych metdd musi byt schopné pracovat' v Sirokom rozsahu vinovych diZzok, minimalne od 200 nm az 999

nm s moznostou volného nastavenia vinovych diZok pre rozne testy s krokom 1nm,
- zariadenie musi umozfovat prepojenie na pocitac,
- suc¢astou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka s predin§talovanym operaénym systémom kompatibilnym s
dodavanym ELISA pristrojom a software na vyhodnocovanie a archivaciu.
Zariadenie na automatické pocitanie buniek, identifikaciu a vyhodnocovanie buniek (Zivych / mftvych) a posudzovanie ich viability s
vizualnym zobrazenim.
Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
- zariadenie musi umoznovat automatické pocitanie buniek, identifikaciu buniek — Zivych / mrtvych a posudzovanie ich viability,

0.H1.P27 |- farbenie trypanovou modrou,
- nastavenie velkosti buniek, ktoré sa maju pocitat v rozmedzi minimalne 6-60 pm,
- moznost merania v koncentraénom rozsahu minimalne 105 — 106 buniek/ml,
- moznost ukladania dat na datovy nosic¢,
- displej na zobrazenie buniek, parametrov a vysledkov merania.
Kompaktny stolny multiparametricky prietokovy cytometer s minimalne dvomi excitaénymi zdrojmi a schopnostou detekcie minimalne 4
farbiciek v jednej analyze, otvoreny systém umoznujuci pouzivanie reagencii roznych vyrobcov.
Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
- excitacia minimalne 2 excitaénymi zdrojmi: jeden s excitaciou 488 nm +2 nm a jeden s excitaciou 640 nm +2 nm,

0.H1.P28 |- minimalne 4 detekéné kanaly,

- detektory rozptylu svetla - FSC a SSC,

- rozsah velkosti meranych buniek v rozsahu minimalne od 0,2 — 60 ym,

- su¢astou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka (ak nie je integrovana v pristroji) s predinstalovanym operaénym
systémom s dodavanym zariadenim a software na vyhodnocovanie a archivaciu vysledkov.




0.H1.P29

Systém na pripravu Cistej vody typu Il na pripravu biomateridlov a pouzitie v mikrobiologickom laboratériu.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- systém na pripravu Cistej vody typu Il zariadenie na produkciu analyticky Cistého polarneho anorganického rozpustadia,

- parametre Cistej vody typu Il na vystupe: rezistivita vody minimalne 10-15 MQ.cm pri 25 °C, obsah uhlika < 30 ppb, obsah
mikroorganizmov <10 KTJ/ml,

- minimalna produkcia Cistej vody typu Il - 5 I/hod,

- sucastou systému musi byt UV lampa na desStrukciu mikroorganizmov v médiu,

- elektrodeionizacny modul (alebo ekvivalentny) musi byt bezudrzbovy, bez potreby dekalcifikacie anddy, alebo odstrariovania
usadenych Castic z anddy, bez potreby vymeny alebo udrzby Zivice,

- systém musi obsahovat rekuperaénu slu€ku, ktord umoznuje recyklaciu odpadovej vody z membrany reverznej osmézy, a tym
minimalizuje spotrebu vstupného média, prispieva taktiez k ekonomizacii nakladov, taktiez k Setreniu vstupnej precistovacej patrony,
minimalny rekuperacny rozsah 25 - 46 % v zavislosti na kvalite vstupného média,

- suc¢astou dodavky musi byt zasobnik na precistené médium s minimalnym objemom 50 L, vyrobeny zo svetlo nepriepustného
materialu s tvarom obmedzujucim tvorbu biofilmu, vstupny otvor musi byt dostatocne velky, aby bola nadoba jednoducho
sanitovatelnd, plnenie optimalne zo spodnej strany, €o minimalizuje kontaktnu plochu medzi vzduchom a vodou pocas plnenia
zasobniku, vzduch, ktory vstupuje do zasobnej nadoby musi byt oSetreny ¢asticovym filtrom, maximalna velkost pérov 0,22 uym,

- jednoducha vymena filtraCnych napini bez potreby zasahu servisného technika,

- sucastou systému musi byt pumpa s teplotnou kompenzaciu na precerpavanie média,

- systém musi byt pripojeny priamo na rozvod vstupného média v budove,

- systém musi zodpovedat alebo presahovat poziadavky na kvalitu Cistého anorganického polarneho rozpustadla podla noriem 1SO
3696 (2. stupeni kvality); ASTM D1193 a tiez liekopisu USP, Ph Eur a JP.

0.H1.P30

Zariadenie na dekontaminaciu (destruktivnu sterilizaciu) materialov vzniknutych pri praci s bunkovymi a mikrobiologickymi kultdrami
prostrednictvom pdsobenia vlhkého teplého vzduchu - pary a zvySeného tlaku.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi mat vertikalnu pracovnu komoru s objemom minimaine 85 |,

- schopnost’ destruktivnej sterilizacie kvapalnych latok v réznych laboratérnych nadobach a tiez pevnych odpadov,
- nadoby alebo kosSe na umiestnenie dekontaminovanych materialov minimalne 2 ks,

- moznost nastavenia minimalne 10 sterilizaénych programov,

- automatické plnenie komory demineralizovanou vodou,

- archivacia minimalne 100 poslednych sterilizanych cyklov,

- systém biologicke;j filtracie vzduchu na ochranu obsluhy pred nebezpecnymi aeroséimi.

0.H1.P31

Univerzalna laboratérna chladena stolova centrifiuga (odstredivka). Centrifliga je uréena na spracovavanie a separaciu vzoriek v
réznych typoch skumaviek.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- spracovavanie a separaciu vzoriek v réznych typoch skimaviek s objemom v minimalnom rozsahu minimalne od 1,5/2 ml, 15 ml a 50
ml,

- musi umoznovat minimalny rychlostny rozsah v rozmedzi od 200 — 14000 otacok / minttu,

- moznost nastavenia teploty v minimalnom rozmedzi od -9 °C do +38 °C,

- musi mat’ inStalovany ¢asovac v rozsahu minimalne od 1 min do 99 min a autoklavovatelné uhlové rotory,

- uhlovy rotor s kapacitou minimalne 24 x 1,5/2 ml skimaviek,

- uhlovy rotor s kapacitou minimalne 6 x 15 ml skimaviek,

- uhlovy rotor s kapacitou minimalne 6 x 50 ml skumaviek.

0.H1.P32

Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu laboratérneho inStrumentaria (banky, skimavky, podlozné skli¢ka, Petriho misky, pipety a i.)
umoznujuce dosiahnutie pozadovanej istoty na vysoku reprodukovatelnost experimentov a eliminaciu kontaminacie pripravenych
materialov.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- samostatne stojace zariadenie, vonkajSie oplastenie a vnutorna komora/umyvaci priestor zhotovené z materialu odolného vo¢i kordzii,
mechanickému a chemickému poskodeniu (nerez alebo ekvivalent),

- na zabezpecenie o najvysSej Cistoty a kvality umyvaného a dezinfikovaného materialu sa pozaduje integrovany susSiaci agregat s
HEPA filtrami na vstupe susSiaceho vzduchu a zavere¢ny oplach demineralizovanou vodou,

- elektronické riadenie prevadzky s moznostou volby programov (podla druhu, objemu, tvaru, znecistenia laboratérneho skla), ich
uloZenie do pamati a port na dokumentaciu procesov,

- na ochranu obsluhy a oséb v laboratériu pred nebezpeénymi aerosélmi musi zariadenie disponovat’ integrovanym kondenzatorom par
a parotesnym napojenim odpadu do kanalizaéného systému,

- obehové Cerpadlo s prietokom minimalne 350 I/minutu,

- integrovany zmakcovac vody s priamym pripojenim na rozvod studenej alebo teplej (do 70 °C) tlakovej vody,

- su¢astou dodavky musia byt koSe/nadoby/drziaky z nehrdzavejuceho materialu, umoznujice uloZenie a spracovanie pozadovanych
druhov laboratérneho skla - pozadované prisluSenstvo minimalny rozsah:

o suprava koSov a prisluSenstva na pripravu Sirokohrdlého laboratérneho skla, Petriho misiek, podloznych skli¢ok a skimaviek,

o suprava koSov a prisluSenstva na pripravu Uzkohrdlého laboratérneho skla a pipiet.




0.H1.P33

Hibokomraziaci box na skladovanie a uchovavanie biologickych materidlov a vzoriek — baktérii, buniek, tkaniv a uchovanie chemikalii
alebo testovacich zloziek materidlov na dlhSie ¢asové obdobie.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- musi mat’ minimalny objem 100 |,

- musi umoznovat dlhodobé uskladnenie vzoriek pri teplotach v rozsahu minimalne od -60 °C do -86 °C,

- sucastou dodavky musia byt krabi¢ky/nadobky a stojany na uloZenie skimaviek 1,5/2 ml, 15 ml skimaviek a 50 ml skumaviek.

0.H1.P34

Zariadenie na tzv. ,additive manufacturing” 3D Struktur s definovanou Struktirou 3D praskovou tlacou ako su plastové modely a
pieskové odlievacie jadra (umoznujuce 3D tlaé komplexnych Struktir a tzv. ,scaffoldov” na rézne aplikacie, vratane pérovitych skiel
pripravenych recyklaciou priemyselného odpadu).

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- vyroba / tla€ trojdimenzionalnych Struktar z kremicitého piesku a keramickych zmesi na baze praskov,

- minimalne rozmery produkéného priestoru 295 x 195 x 145 mm,

- rozliSenie vrstvy minimalne 250 dpi s moznostou rozSirenia na minimalne 300 dpi,

- schopnost tlacit tenké vrstvy s hrabkou < 150 pym,

- ak nie je riadiaca jednotka integrovana v zariadeni, su¢astou dodavky musi byt aj ovladaci softvér a riadiaca jednotka.

0.H1.P35

Zariadenie na tzv. ,additive manufacturing” 3D $truktur s definovanou Struktirou 3D kvapalinovou tlacou (plotrovanim) umozriujuce 3D
tla¢ komplexnych Struktur a tzv. , scaffoldov” na biomedicinske aplikacie.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi byt vybavené minimalne 3 zasobnikmi na simultannu tla¢ troch réznych typov materialov do kompozitnych Struktur,
- velkost' tlacovej platformy minimalne 150 x 150 mm, pozadovana velkostou tlaéeného objemu minimalne 140 x 140 x 140 mm,

- pocitacom riadeny pohyb tlaCovej hlavy s rozliSenim < 0,001 mm v smeroch x, y a z,

- zariadenie musi byt vybavené tlacovymi hlavami na tla€ pri nizkych teplotach - v minimalnom teplotnom rozsahu od 2 °C do 70 °C,
ako aj pri vysokych teplotach - v minimalnom teplotnom rozsahu od 25 °C do 250 °C,

- ak nie je riadiaca jednotka integrovana v zariadeni, su¢astou dodavky musi byt aj ovladaci softvér a riadiaca jednotka.

0.H1.P36

Zariadenie na vyrobu vysokopevnostnych keramickych trojdimenzionalnych Struktdr na baze fotosenzitivnych keramickych zmesi
umoznujuce 3D tla¢ komplexnych Struktur a tzv. ,scaffoldov” na biomedicinske aplikacie, ako aj materialov s hierarchickou
poérovitostou, napr. pre nosi¢e katalyzatorov.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie na vyrobu trojdimenzionalnych Struktdr z keramickych, sklenych, alebo sklokeramickych praskov s polymérnym spojivom
na baze fotosenzitivnych polymérnych zmesi,

- velkost' produkéného priestoru musi dosahovat rozmery minimalne 75 x 40 x 165 mm (x/y/z),

- schopnost tlagit vrstvy s hrdbkami v minimalnom rozsahu od 25 do 100 pym,

- minimalna rychlost nanasania vrstiev = 100 vrstiev za hodinu,

- rozliSenie tlace v horizontalnom smere musi byt minimalne 40 um (635 dpi),

- su¢astou dodavky musi byt aj istiace zariadenie na odstrafiovanie prebytocnej fotosenzitivnej Zivice umozriujuce pripojenie tlakovej
vzduchove;j pistole, vybavené osvetlenim s vinovou dizkou svetla, na ktorti beZne pouZivané fotosenzitivne Zivice nie su citlivé — napr.
ZIté svetlo a integrovanou nadobou na likvidaciu tekutého a pevného odpadu,

- ak nie je riadiaca jednotka integrovana v zariadeni, su¢astou dodavky musi byt aj ovladaci softvér a riadiaca jednotka.

0.H1.P37

Laboratorny skenovaci elektronovy mikroskop na analyzu mikroStruktury a chemicki mikroanalyzu materialov s modulom umoznujucim
schladenie (zmrazenie) vzoriek na nizke teploty, umoznujicim merat vzorky citlivé aj na tlak alebo teplotu, napriklad biologické
preparaty a biomaterialy obsahujuce biopolyméry.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- mikroskop musi pri urychfovacom napéati 30 kV dosahovat rozliSenie minimalne 3 nm a pri urychfovacom napéati 3 kV minimalne
rozliSenie 8 nm, stanovené podla ISO/TS 24597:2011,

- mikroskop musi dosahovat’ minimalne priame zvacsenie v rozsahu minimalne od 7x az 300.000x,

- musi byt vybaveny minimalne 1 EDS detektorom umoznujucim detekciu prvkov v rozsahu minimalne od Be po U,

- musi byt vybaveny moznostou merania v premenlivom vakuu, pri tlaku < 400 Pa, pripadne v méde ,low vacuum® s moznostou
merania pri tlakoch < 650 Pa,

- mikroskop musi byt vybaveny plne motorizovanym eucentrickym alebo kompucentrickym stol¢ekom s pohybom v osiach x,y, z, T a
R,

- mikroskop musi byt vybaveny moZnostou chladenia vzorky na teplotu minimalne -30 °C alebo nizSiu,

- moznost merania vzoriek s priemerom az minimalne 200 mm,

- na lahké ovladanie musi byt mikroskop vybaveny dotykovym displejom,

- suc¢astou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka (ak nie je integrovana v pristroji) s predinstalovanym operaénym
systémom s dodavanym zariadenim a software na ovladanie mikroskopu, analyzu vysledkov EDS merani a archivaciu vysledkov,

- dodavany softvér a podporné zariadenia (napr. drziak vzoriek) musia umoznovat vzajomné prepojenie elektronového, konfokalneho a
invertovaného optického fluorescenéného mikroskopu.

Narokovana rozpoctova polozka — zostava - nepredstavuje duplicitu v porovnani s komplementarnym projektom H2020, nakolko
pravidla financovania projektu H2020 neumozniuju nakup vyskumnej infrastruktuary.




0.H1.P38

Konfokalny mikroskop umoznujuci velmi rychle a efektivne 2D a 3D pozorovanie a presné vyhodnotenie povrchov pevnych objemovych
materialov nepravidelného tvaru, tenkych vrstiev, vlakien, praskov, Struktur rozli€nych materialov, t.j. charakterizacia pripravenych
tenkych vrstiev z hfadiska ich morfologie a topografie, ako aj zakladnych optickych vlastnosti a meranie hriubky transparentnych
funkénych vrstiev interferometrickym meranim.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- mikroskop musi byt vybaveny zdrojom svetla LED alebo laserovym zdrojom, a musi mat moznost rozSirenia o dalSie zdroje s inymi
vinovymi dizkami,

- mikroskop musi byt vybaveny revolverovym drziakom objektivov s minimalne 5 poziciami,

- suc¢astou dodavky musia byt minimalne 4 objektivy so zva¢seniami 10x, 20x, 50x, 100x,

- musi umoznovat pozorovanie bez nutnosti predbeznej Upravy povrchu vzorky,

- musi byt tiez vybaveny interferometrickym modulom umozriujucim meranie hrabky vrstiev na rovnych substratoch,

- musi mat moznost neskorsieho rozSirenia o AFM modul,

- sucastou dodavky musi byt po€itacom riadeny posuvny stolik umozriujuci pohyb v osiach x,y,z,

- sucastou dodavky musi byt riadiaca jednotka s predinstalovanym operaénym systémom a softvérom na riadenie mikroskopu a
analyzu nameranych udajov,

- sucastou dodavky musi byt antivibracny stél,

- dodavany softvér a podporné zariadenia (napr. drziak vzoriek) musia umoznovat vzajomné prepojenie elektronového, konfokalneho a
invertovaného optického fluorescenéného mikroskopu.

0.H1.P39

Invertovany fluorescenény opticky mikroskop umoznujuci merania v prechadzajicom svetle v svetlom poli a fazovom kontraste a
volitelne aj v odrazenom svetle v epi fluorescencii.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- musi byt vybaveny revolverovou hlavou na minimalne 4 objektivy,

- moznost’ pozorovania vo svetlom poli a fazovom kontraste,

- musi byt vybaveny minimalne 4 objektivmi s dlhou pracovnou vzdialenostou umozfujucimi merania v nasledujucich zvaéseniach:

0 4x alebo 5x — pracovna vzdialenost minimalne 11 mm,

0 10x - pracovna vzdialenost minimalne 8,5 mm,

0 20x - pracovna vzdialenost minimalne 4,5 mm,

0 40x - pracovna vzdialenost minimalne 2,5 mm.

- binokularny tubus s okularmi s minimalnym zvac¢senim 10x a Sirkou zorného pofa 22 mm s dioptrickou korekciou +5 dioptrii,

- musi byt vybaveny pracovnym stolikom s drziakom na Petriho misky, podlozné skli¢ka a multitest, LED fluorescenciou pre minimalne
2 moduly a minimalne 4-pozi€énym revolverovym drziakom FL filtrov,

- kamera na snimanie vzoriek s rozliSenim minimaine 1,4 MPix,

- sucastou dodavky musi byt antivibracny stél,

- dodavany softvér a podporné zariadenia (napr. drziak vzoriek) musia umoznovat vzajomné prepojenie elektronového, konfokalneho a
invertovaného optického fluorescenéného mikroskopu.

0.H1.P40

Roéntgenovy difraktometer na fazovu, napatovu a texturnu analyzu tenkych vrstiev na réznych typoch substratov.

Pozadovana funkénost' zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- RTG difraktometer s medenou katédou (CuKa Ziarenie s vinovou dizkou 0,15405 nm),

- RTG difraktometer musi minimalne spifiat nasledovné poziadavky a byt vybaveny nasledovnym prislu§enstvom a optikou RTG
Ziarenia:

0 geometria goniometra Bragg-Brentano,

o 3-0sa koliska umoziujuca upnutie kruhovej vzorky na praskové materialy,

o krizovy kolimator,

o fixné divergencné clony,

o prislusenstvo na meranie v méde GISAXS,

0 SAXS clony,

o 3D pozi¢ne citlivy detektor PIXcel alebo ekvivalentny,

o scintilaény detektor,

0 goniometer umoziujuci suc¢asnu montaz oboch detektorov (pozi¢ne citlivy a scintilacny detektor,

o automaticky atenuator.

- su€astou dodavky musi byt chladi€¢ s uzavretou cirkulaciou chladiaceho média

- su€astou dodavky musi byt riadiaca jednotka s predinStalovanym operacnym systémom a softvérom na riadenie zariadenia, analyzu
nameranych udajov, na vyhodnotenie napati, textary a reflektivity meranych vrstiev, vratane licencie pre minimalne jeden pocita¢ na
analyzu RTG difrakénych zaznamov napr. PDF2 alebo ekvivalent.




0.H1.P41

Zariadenie/moduly na skumanie fotoluminiscenénych vlastnosti pripravenych materialov a tenkych vrstiev, vratane intenzity a vinove;j
dizky emisie, stanovenie excitagnych vinovych diZok, merania up-konverznych spektier, uréenie doby zhasania a kvantového vytazku
luminiscencie.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie/modul detektora NIR-PMT na meranie steady-state spektier ako aj TCSPC s rozsahom (spektralnou odozvou/citlivostou)
minimalne od 960 do 1600 nm so spektrometrom a prisluSnou optikou,

- zariadenie/modul detektora PMT na meranie steady-state spektier ako aj TCSPC v UV-VIS-NIR oblasti s rozsahom (spektralnou
odozvou/citlivostou) minimalne od 300 do 900 nm,

- pulzné exitadné zdroje s rdznymi nominalnymi vinovymi dizkami (300, 330, 350, 375, 395 nm % 10 nm a lepsie) pre TCSPC techniku
merania doby zhasania luminiscencie s prisluSnou riadiacou elektronikou,

- dudlny housing pre excitacné lampy (CW 450 W XE a UV pulznu Xe lampu) s prisluSnou optikou,

- kryostat s prislusenstvom a Specialnym drziakom vzoriek (pevnych aj praSkovych) umozrujluci merania steady-state spektier ako aj
TCSPC pri teplotach az do mininimalne 5 K, a pri ohreve vzorky v drziaku meranie steady-state spektier ako aj TCSPC pri teplotach az
do mininimalne 750 K,

- zariadenie/moduly a prisluSenstvo musia byt plne kompatibilné (hardvérovo a softvérovo) so spektrometrom Fluorolog 3FL 3-21
(Horiba) inStalovanom na pracovisku,

- sucastou dodavky musi byt opticky stol.

0.H1.P42

Zariadenie (modul) na skimanie spektralnych vlastnosti hlavne pevnych materialov (prasky a kusové vzory) v UV-VIS-NIR oblasti -
meranie difuznej reflexie najméa praskovych vzoriek.

Pozadovana funkénost’ predmetu zékazky a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie (modul) ,praying mantis“ na meranie difuznej reflexie,

- rozsah vinovych diZok: min od 175 do 3300 nm,

- typy meranych vzoriek: prasky, kvapaliny, viskézne kvapaliny, pasty,

- moznost merania velmi malych objemov vzoriek = 0,03 ml,

- modul rozSiritefny o prisluSenstvo na kontrolu atmosféry v meracom priestore na vysoko citlivé merania v hibokej UV a NIR oblasti,
- zariadenie (modul) musi byt plne kompatibilné s UV-VIS-NIR spektrometrom Agilent Cary 5000 inStalovanom na pracovisku.

0.H1.P43

Specialna taviaca pec na sklo, ktora umozZfiuje tavenie skla pri inej ako $tandardnej vzdugnej atmosfére na pripravu vysoko &istych
skiel s vysokou homogenitou a s definovanymi funkénymi viastnostami v presne definovanych podmienkach metédou konvenéného
tavenia a chladenia taveniny s poZzadovanym zloZenim.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- minimalne pozadované rozmery tavnej komory su: vnutorny priemer minimalne 180 mm, vyska minimalne 190 mm,
- maximalna kontinualna prevadzkova teplota minimalne 1600 °C,

- maximalna kratkodoba prevadzkova teplota v trvani do 1 h - minimalne 1650 °C,

- pec musi byt vybavena programovatelnym riadiacim systémom,

- nastavitelna rychlost' vzostupu teploty v rozsahu minimalne od 0,1 °C/min do 10 °C/min az do teploty 1400 °C,

- presnost regulacie teploty: maximalne + 1,5 °C,

- homogenita teplotného pola: maximalne + 5 °C pri 1600 °C,

- pec musi umoznovat tavenie v inertnej atmosfére s moznostou vyberu minimalne dvoch réznych plynov,

- pec musi umozniovat pouzitie vyberatefného mieSadla taveniny s otackami nastavitelnymi v rozsahu minimalne 20 az 80
otacok/minutu.

0.H1.P44

Zariadenie na meranie Specifického povrchu pevnych a praskovych materidlov a povlakov metédou adsorpénej izotermy (BET).

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi obsahovat’ minimalne jeden fyzisorbény port umoznujlci okrem beznej analyzy aj merania pri ultra nizkych tlakoch na
stanovenie rozdelenia velkosti porov, vratane mikropérov,

- zariadenie musi byt schopné urcit minimalne merny povrch, distribuciu pérov podla velkosti, objem pérov ako aj adsorp&né teplo,

- zariadenie musi byt schopné analyzovat fyzisorbciu minimalne v rozsahu <1x10-7 az 0.999 P/Po,

- zariadenie musi byt vybavené dostato€nym poctom tlakovych prevodnikov umoziujucich meranie tlaku v minimalnom rozsahu od 1
do 1000 torr, tak aby sa precizne monitoroval proces sorpcie a vyrovnavania tlakov,

- zariadenie musi byt vybavené Po celou s vlasthym snimacom tlaku na presné ur€enie hodnoty Po,

- zariadenie musi byt schopné pracovat’ s davkovac¢om plynov s fixnym objemom ako aj s davkovadom s variabilnym objemom,

- schopnost analyzovat fyzisorbciu minimalne 90 hodin bez potreby dopifiania chladiva,

- zariadenie musi obsahovat minimalne dve zabudované pozicie na odplynenie tzv. ,degassing ports”, obe s napojenim na vakuovu
turbovyvevu cez vymrazovacie zariadenie tak (obe musia byt su¢astou dodavky), aby sa dalo dosiahnut poZadované vysoké vakuum,
- suc¢astou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka s predin§talovanym operaénym systémom a software na
vyhodnocovanie a archivaciu merani,

- sucastou dodavky musia byt aj redukéné ventily kompatibilné s tlakovymi flaSami na plyny pouzivanymi v ramci plynového
hospodarstva.




0.H1.P45

Zariadenie na testovanie mechanickych vlastnosti pripravenych materialov pri laboratérnej a zvySenej teplote, najma pevnosti v ohybe,
pevnosti v tlaku, vysokoteplotnej pevnosti, odolnosti vo¢i vysokoteplotnej deformacii (tzv. ,creep®).

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- univerzalne testovacie zariadenie na charakterizaciu mechanickych vlastnosti materialov,

- zariadenie musi mat dvojstipovti konstrukciu s dostato&nou tuhostou na uskuto&fiovanie merani so zatazenim minimalne aZ do 250
kN a so servo-elektrickym pohonom ramena so servo-elektrickym aktuatorom v rozsahu minimaine £100 kN,

- zariadenie musi umoznovat merania v Sirokom rozsahu rychlosti pohybu meracieho ramena v minimalnom rozsahu od 300 mm/min
do 1 um/h,

- zariadenie musi byt vybavené zatazovou celou umoziujicou merania s maximalnou meracou silou aspor 50 kN,

- zariadenie musi byt vybavené upinacimi ¢elustami na uchytenie vzoriek na meranie v tahu, v ohybe (3 aj 4-bodovom), aj v tlaku,
pricom Celuste musia umozrnovat meranie na vzorkach ré6zneho prierezu, minimalne na valcovych aj plochych vzorkach.

- zariadenie musi byt vybavené minimalne jednym tzv. clip-on extenzometrom na priame meranie deformacie a snimacom Sirenia
trhliny,

- zariadenie musi byt vybavené teplotnou komorou na skusky pri vysokych teplotach do teploty minimalne 1450 °C a zodpovedajucimi
upinacimi ¢elustami na upnutie vzoriek pri merani pri vysokej teplote,

- zariadenie musi byt vybavené pneumatickymi ¢efustami na testovanie vlakien, 1 kN a 2kN,

- sucastou zariadenia musi byt aj pocitacova riadiaca a ovladacia jednotka vybavena potrebnym softvérom na riadenie procesu, zber a
analyzu dat a s nainStalovanym softvérom na vykonavanie a analyzu statickych testov, dynamickych testov, vypoc€et lomovych
charakteristik materialov (lomova mechanika) a cyklickych zatazovych testov.

0.H1.P46

Zariadenie na stanovenie povrchovej energie funkénych a modifikovanych povlakov meranim profilu kvapky a stanovenim uhla
zmacania.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- komplexné zariadenie na charakterizaciu povrchovych Uprav materidlov umozriujuce analyzu réznych parametrov definujucich
povrchy materialov: statické a dynamické kontaktné uhly, volna povrchova energia tuhych latok, pritomnost polarnych a disperznych
komponentov, Lewisovych kyslych a zasaditych bazovych komponentov a vodikovych mostikov,

- meracie metody: Sessile Drops, Advancing Angle, Recending Angle, Captive Angle, Dynamic Contact Angle a Pendant Drop,

- pouzitelny rozsah zorného pola aspor 0 az 90°,

- musi umoznovat snimanie obrazu frekvenciou az do 1000 fps, pricom pri najvy$sej frekvencii musi byt rozli§enie minimalne 90x50
pixelov,

- musi umoznovat merania v teplotnej komore pri teplote v minimalnom rozsahu od 5 do 90 °C.

- su¢astou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka s predin§talovanym operaénym systémom a software na
vyhodnocovanie a archivaciu.

0.H1.P47

Zariadenie umoziiujuce nanasanie ultra-tenkych uhlikovych vrstiev na povrchy cielovych predmetov pred ich analyzou na TEM alebo
SEM, ako aj naprasovanie vodivych teréov na ploché vzorky umozriujlce pripojenie elektréd pre meranie elektrickej vodivosti a
impedanénych spektier dielektrik.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoziovat nana$anie ultra-tenkych uhlikovych vrstiev na povrchy cielovych predmetov pred ich analyzou na TEM
alebo SEM, ako aj naprasovanie vodivych ter¢ov na ploché vzorky,

- nanasanie/naprasovanie na vzorky az do priemeru minimalne 190 mm s moznostou kontroly hribky naparovanej vrstvy,

- suCastou dodavky musi byt vakuovy systém umoziujuci dosiahnutie pracovného vakua v priebehu maximalne 15 minut.

0.H1.P48

Zariadenie umozriujuce bezpe¢nu pracu a ochranu zdravia pri praci s kyselinou fluorovodikovou - rozklady pripravenych skiel pre
potreby chemickych analyz (stanovenie chemického zloZenia pripravenych skiel), ¢istenie Pt riadu po taveni skla.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie umozriujice bezpeénu pracu a ochranu zdravia pri praci s kyselinou fluorovodikovou,

- &irka pracovnej plochy minimalne 1000 mm, hibka minimalne 800 mm, vy$ka pracovnej plochy 900 mm na podlahou,
- vnutro digestora vyloZené latkou chemicky odolnou vocéi kyseline fluorovodikovej, napr. polypropylén,

- pracovna doska so zvySenym okrajom chraniacim obsluhu pri pripadnom rozliati kvapaliny

- okno/okna digestora musia byt vylozené latkou chemicky odolnou voéi kyseline fluorovodikovej napr. polykarbonat,

- osvetlenie pracovnej plochy,

- sucastou dodavky musia byt aj napojenia na odtahy.

0.H1.P49

Zariadenie na modifikaciu povrchovych charakteristik (zmacanie, elektricky naboj, koncentracia povrchovych OH skupin) sklenych a
keramickych praskov pre aplikacie v povlakoch, resp. na 3D tla¢. Jedna sa o zariadenie na Upravu povrchov praskovych vzoriek
plazmou vo vzdusnej atmosfére s cieflom modifikovat ich povrchové vlastnosti tak, aby bola mozna ich dispergacia a deaglomeracia v
suspenziach bez pouzitia chemickych disperzantov.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi byt schopné opracovat plazmou vo vzdusnej atmosfére za atmosférického tlaku (tzv. difdzny koplanarny bariérovy
vyboj) bez pridavania vzacnych plynov rézne typy poréznych a neporéznych materialov (napr. textil, plastické materialy (PMMA, PET),
kovy (med, hlinik), drevo, sklo), vratane praskovych materialov (keramické a sklené prasky),

- velkost aktivnej zédny minimalne 5x15 cm,

- vykon generatora plazmy musi byt minimalne 400 W,

- zariadenie musi byt konstrukéne schopné nepretrzitej prevadzky v polovyrobnom alebo vyrobnom rezime (24/7).




0.H1.P50

Zariadenie na deaglomeraciu vysoko Cistych sklenych a keramickych prasSkov na aplikacie v povlakoch, resp. na 3D tlac, ako aj na
pripravu polykrystalickych transparentnych materialov s luminiscenénymi vlastnostami. Vyslednym produktom musi byt absolutne
homogénna zmes bez aglomeratov alebo zfn, ktoré by sa vo vyslednom produkte mohli prejavit ako zdroj Strukturalnych porach a tym
degradovat’ jeho vlastnosti.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- schopnost deaglomeracie keramickych praskov v suspenziach metddou, pri ktorej sa suspenzia pod vysokym tlakom pretla¢a cez
dyzu s priemerom v mikrometrovej oblasti z keramiky, alebo iného vhodného materialu (technoldgia tzv. mikrofluidizacie).

- zariadenie musi byt schopné vyvinuat pracovny tlak minimalne 200 MPa,

- minimalny priemer dyzy z materidlu vysoko odolnému voci oteru maximalne 100 ym,

- schopnost pracovat v cyklickom méde s kapacitou minimalne 110 ml/min,

- schopnost’ spracovat vzorky aj v minimalnych mnozstvach uz od 3 ml,

- schopnost’ homogenizacie/deaglomeracie praskov, emulzii, disperzii, suspenzii,

- moznost termického ,oSetrenia“ vzorky v procese homogenizacie/deaglomeracie v rozsahu od 80 °C az — 5 °C.
Narokovana rozpoctova polozka nepredstavuje duplicitu v porovnani s komplementarnym projektom H2020, nakolko pravidla
financovania projektu H2020 neumozriuju nakup vyskumnej infrastruktury.

0.H1.P51

Zariadenie na povrchovu upravu predmetov ich ponorenim do dedikovanych roztokov alebo suspenzii s riadenim rychlosti vytahovania
vzorky/materialu - metéda ,dip coating®. Zariadenie musi umozfiovat nanasanie tenkych funkénych vrstiev s definovanou hrabkou v
laboratérnom meradle na upravené substraty kvapalného prekurzora (roztok, sél, alebo suspenzia).

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoznovat nanasanie jednej alebo viacerych tenkych funkénych vrstiev v laboratérnom meradle na upravené
substraty kontrolovanym vytahovanim substratu definovanou rychlostou z kvapalného prekurzoru (roztok, soél, alebo suspenzia),
- zariadenie musi byt schopné manipulovat so vzorkami/substratmi s hmotnostou az do 1000 gramov,

- vertikalny rozsah ponoru v rozsahu minimalne 0 — 150 mm

- programovatelné funkcie: rychlosti ponoru a vytahovania, vertikalny posun, pociatoéna poloha substratu, ¢as ponorenia a ¢as

su$enia,

- minimalny rozsah rychlosti pohybu v rozmedzi od 0,5 mm/min do 150 mm/min,

- su¢astou dodavky musi byt ovladaci softvér a riadiaca jednotka,

- suCastou dodavky musi byt aj komora na umiestnenie zariadenia, zabezpecujluca regulaciu teploty a vihkosti pri nanasani.

0.H1.P52

Zariadenie na povrchovu Upravu predmetov nanasanim dedikovanych roztokov alebo suspenzii na rotujuce predmety, pricom
dochéadza k rovhomernému rozlozeniu roztoku alebo suspenzie po povrchu predmetu pdsobenim odstredivej sily - metéda ,spin
coating“.

Dochédza tak k jednostrannému nanasaniu funkénej vrstvy s definovanou hribkou na povrchu materialu.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoznovat nanasanie tenkych funkénych vrstiev v laboratérnom meradle na upravené substraty odstredivym
nanasanim kvapalného prekurzora (roztok, sél, alebo suspenzia),

- otacky rotora nastavitefné v rozsahu minimalne od 70 do 9900 ot./min,

- akceleracia rotora nastavitelna v rozsahu minimalne od 10 — 2000 ot./s,

- podporovany rozmer substratov v rozsahu minimalne od 15x15 mm do 90x90 mm,

- zariadenie zhotovené z nekorozivnych materialov s moznostou instalacie do Cistych priestorov.

0.H1.P53

Zariadenie na povrchovu Upravu predmetov pomocou nanaSania dedikovanych roztokov alebo suspenzii striekanim - metéda ,spray
coating®. V zavislosti od parametrov striekania a vlastnosti roztoku, sélu, alebo suspenzie sa tak na povrchu vzorky vytvori homogénna
funkéna vrstva s definovanou hribkou a vlastnostami. Uvedena metéda umozriuje nanasanie vrstiev striekanim aj na vzorky
nepravidelného tvaru a so zlozitou topografiou povrchu.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoznovat nanasanie tenkych funkénych vrstiev v laboratérnom meradle na upravené substraty striekanim jemne
dispergovaného kvapalného prekurzora (roztok, sol, alebo suspenzia) za definovanych podmienok,

- podporovany rozmer substratov minimalne 200x200 mm,

- moznost nanasania na horizontalne umiestneny substrat,

- najmensia rychlost pohybu pri striekani aspori 30 mm/min, najvacsia rychlost pohybu pri striekani aspor 1500 mm/min,

- prietok kvapalného média nastavitelny v rozsahu minimalne od 100 do 1000 ml/h,

- moznost striekania na substrat vyhrievany na teplotu az do 200 °C,

- ak nie je riadiaca jednotka integrovana v zariadeni, su¢astou dodavky musi byt aj ovladaci softvér a riadiaca jednotka.




0.H1.P54

Zariadenie na granulaciu dispergovanych praskov a priprava granulatov s definovanou vefkostou a morfolégiou na pripravu piniv do
atramentov na 3D tlag, pripravu sklenych mikroguli€iek s definovanym rozdelenim velkosti a polykrystalickych transparentnych
materialov s luminiscenénymi vlastnostami.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie na suSenie vodnych a organickych suspenzii keramickych praskov a inych latok technoldgiou rozpraSovania umoziujuce
pripravu praskového granulatu s definovanou velkostou granul,

- zariadenie musi zabezpecit reprodukovatelnu vyrobu suSeného produktu s odparovacou kapacitou minimalne 1 I/hod pre vodné
roztoky,

- zariadenie musi umoznovat bezpecnu pripravu granulatu zo zmesi na baze organickych rozpustadiel bez rizika explézie a musi byt
vybavené chladiacim modulom na chladenie par organickych rozpustadiel po suSeni - moznost chladenia do minimalne -10 °C,

- zariadenie musi umoznovat pripravu granulovanych praskov s vefkostou granul v minimalnom rozsahu priemerov od 2 do 24 pym pri
pracovnej teplote az do 220 °C suSenim vo vzduchu alebo v inerthom plyne (napriklad dusik),

- zariadenie musi obsahovat funkciu automatického Cistenia rozpraSovacich trysiek,

- na dosahovanie konstantnej a opakovatelnej kvality vystupnych produktov musi byt zariadenie vybavené modulom/funkciou na
kontrolu a Upravu teploty a nasytenia nasavaného vzduchu vodnymi parami, resp. na zachytavanie vody v uzavretom maéde suSenia
pre vodné roztoky.

0.H1.P55

Zariadenie na izostatické lisovanie granulovanych praskov a sklenych praskov a mikrogulé¢ok na pripravu hutnych funkénych
materialov spracovanim odpadnych surovin a polykrystalickych transparentnych materialov s luminiscenénymi vliastnostami.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie na lisovanie/komprimaciu sklenych, keramickych a sklokeramickych praskovych zmesi izostatickym lisovanim za studena,
- musi dosahovat maximalny pracovny tlak minimalne 1250 MPa,

- vyuzitelny vnutorny priemer pracovného priestoru musi byt minimalne 20 mm,

- vyuzitelna vnutorna vyska pracovného priestoru musi byt minimalne 80 mm,

- rychlost kompresie/dekompresie musi byt nastavitelna v rozsahu minimalne od 20 do 350MPa/min.

0.H1.P56

Laboratérny mlyn na mletie a deaglomeraciu vysoko Cistych sklenych a keramickych praskov vysoko energetickym mletim a naslednou
velkostnou separaciou na aplikacie v povlakoch, resp. na 3D tlag, ako aj na pripravu polykrystalickych transparentnych materialov s
luminiscenénymi vlastnostami.

Pozadovana funkénost' zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoznovat’ mletie malych objemov vzoriek, s objemom maximalne 500 ml alebo mensim az do 160 ml,

- zariadenie musi byt vybavené centrifugalnym separatorom, ktory umoznuje odseparovanie mlecich telies s velkostou v rozsahu
minimalne od 0,05 do 2 mm.

- zariadenie musi umoznovat’ mletie pevnych materialov za mokra s vystupnou velkostou €astic (v zavislosti od typu materialu)
mensou ako 100 nm,

- zariadenie musi umoznovat mletie vstupného materialu so zrnitostou 00 200 pm,

- zariadenie musi byt vybavené mlecou komorou z materialu minimalizujuceho kontaminaciu vzorky pri mleti (napr. keramiky s vysokou
odolnostou voci oteru),

- zariadenie musi umoznovat pouzitie mlecich teliesok s velkostou v minimalnom rozsahu od 0,05 mm do 0,1 mm.,

- sucgastou zariadenia musi byt aj pocitacova riadiaca a ovladacia jednotka vybavena potrebnym softvérom na riadenie procesu, zber
a analyzu dat.




Systém na pripravu ultra-gistej vody typu | splfiajice poZiadavky pre pouZitie pri metéde ICP MS pre stopovi analyzu prvkov (ppt a sub-
ppt), produkcia ultra-Cistej vody s odporom 18,2 MQ a obsahom T.O.C. pod 5 ppb pomocou mechanickych filtrov, vratane napojenia na
vodovodny rozvod.

Pozadovana funkénost zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- systém musi predstavovat’ integrovanu platformu na vyrobu vody typu | a vody typu lll, aj z dévodu priestorového umiestnenia v
laboratériu a poziadavky na kvalitu vody na zaklade realizovanych experimentov,

- vykon systému minimalne 8 litrov/h s nastavitelnym prietokom minimaine od 50 — 2000 ml/min,

- produkcia ultracistej vody (voda typu I) s minimalnymi parametrami 18,2 MQ.cm pri 25 °C, absolutny obsah uhlika < 5 ppb,
endotoxiny < 0.001 EU/ml, Rnazy < 0,01 ng/ml, DNazy < 4 pg/ml,

- produkcia vodu typu Il s minimalne nasledovnymi technickymi parametrami: % odstranenych iénov: 97 - 98%, % odstranenych
organickych latok: > 99% pre MW > 200 Daltonov, % odstranenie Castic a baktérii: > 99%,

- systém musi obsahovat UV lampu (185/254nm) s minimalnou garantovanou zivotnostou 2 roky,

- systém musi obsahovat patréonu na precistenie vstupnej vodovodnej vody, skladajucu sa aspori z €asti reverznej osmdézy a ionexu,
- systém musi obsahovat’ koncovy filter sliziaci na odstranenie nukleaz a pyrogénnych latok,

- systém musi byt vybaveny minimalne 55 litrovym zasobnikom na vodu s filtrom, ktory izoluje €astice z vonkajSieho prostredia pri

0.H1.P57 prestupe do tanku,
- tvar zasobnika musi zabrafiovat tvorbe biofilmu v zahyboch zasobnika,
- systém musi obsahovat sanitaény modul umozniujuci oziarenie v zasobniku vo zvolenych ¢asovych intervaloch v ramci 24
hodinového reZzimu na minimalizovanie mnozenia baktérii v zasobniku,
- Uspora vstupného média v systéme najmenej v rozsahu 25-40% / minimalne 3 | pitnej vody na 1 | ultraCistej vody,
- systém musi mat moznost volumetrického davkovania v minimalnom rozsahu moznych nastavitefnych krokov od 100 ml do 5 | po
250 mlaod5I1do60Ipo1ll,
- systém musi zobrazovat absolutny obsah uhlika na displeji,
- systém musi byt mozné umiestnit na stole, pod stolom alebo aj na stene,
- systém musi mat integrované odberové rameno na ultragisti vodu, s moznostou volitelne nastavitelnej dizky ramena aZ do dvoch
metrov,
- systém musi umoznovat davkovanie ultraCistej vody bez potreby pouzitia rak, optimalne pomocou nozného pedalu,
- systém musi mat moznost finalneho docistenia az cez minimalne 5 volitelnych filtrov podfa typu experimentu — asporni filter pre LC-
MS (optimalne C18 sorbent), s moznostou kombinovaného pripojenia aj s vystupnym bakteriologickym filtrom,
- systém musi mat' moznost' nasledného osadenia systému germicidnou UV lampou na eliminaciu baktérii v Cistej vode pred jej
vstupom do zasobnika,
Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu laboratérneho inStrumentaria (banky, skimavky, podlozné skli¢ka, Petriho misky, pipety a i.)
umoznujuce dosiahnutie poZzadovanej Cistoty na vysoku reprodukovatelnost’ experimentov a eliminaciu kontaminacie pripravenych
materialov.
Pozadovana funkénost' zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
- samostatne stojace zariadenie, vonkajSie oplastenie a vnutorna komora/umyvaci priestor zhotovené z materialu odolného voci korézii,
mech. a chemickému poSkodeniu (nerez alebo ekvivalent),
- na zabezpecenie ¢o najvyssej Cistoty a kvality umyvaného a dezinfikovaného materialu sa pozaduje integrovany susSiaci agregat s
HEPA filtrami na vstupe susSiaceho vzduchu a zavere¢ny oplach demineralizovanou vodou,
0HLP5s | elektronické riadenie prevadzky s moznostou volby programov (podla druhu, objemu, tvaru, znecistenia laboratérneho skla), ich
T uloZenie do pamati a port na dokumentaciu procesov,
- na ochranu obsluhy a oséb v laboratériu pred nebezpecnymi aerosélmi musi zariadenie disponovat integrovanym kondenzatorom par
a parotesnym napojenim odpadu do kanalizaéného systému,
- obehové Cerpadlo s prietokom minimalne 350 I/minutu
- integrovany zméak¢&ovac vody s priamym pripojenim na rozvod studenej alebo teplej (do 70 °C) tlakovej vody,
- su€astou dodavky musia byt koSe/nadoby/drziaky z nehrdzavejuceho materialu, umoznujlice uloZenie a spracovanie pozadovanych
druhov laboratérneho skla - pozadované prisluSenstvo minimalny rozsah:
o suprava koSov a prislusenstva na pripravu Sirokohrdlého laboratérneho skla, Petriho misiek, podloznych skli€ok a skimaviek,
O suprava koSov a prislusenstva na pripravu Uzkohrdlého laboratérneho skla a pipiet.
Odstranenie existujucich stavebnych konstrukcii a inych stavebnych prvkov v rozsahu predpokladanych zmien oproti realnemu stavu
0.H1.P59 [pri zohladneni technickych a inStalaénych poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho
funkénym a vykonnostnym Specifikaciam a existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky.
Zhotovenie novych stavebnych konstrukcii (betonovych, murovanych, kovovych alebo inych) v rozsahu a vyhotoveni podla
predpokladanych zmien oproti realnemu stavu pri zohladneni technickych a inStalaénych pozZiadaviek navrhovaného nového
0.H1.P60 A ; ) i s ¥ AT o .
laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajiceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam a existujucemu laboratérnemu
vybaveniu a techniky.
Upravy vonkaj$ich horizontalnych a vertikalnych povrchov stavebnych konstrukcii (zateplenie, omietky a pod.) v rozsahu podla
predpokladanych zmien oproti realnemu stavu pri zohladneni technickych a inStalaénych pozZiadaviek navrhovaného nového
0.H1.P61 A ; ) i . ¥ AT o .
laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajiceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam a existujucemu laboratérnemu
vybaveniu a techniky.
Upravy vnutornych horizontalnych a vertikalnych povrchov stavebnych konétrukcii (potery, omietky, natery, obklady, dlazby a pod.) v
rozsahu predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohladneni technickych a inStalanych poziadaviek navrhovaného nového
0.H1.P62 i f . . . . e . is - .
laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam a existujucemu laboratérnemu
vybaveniu a techniky.
Vyplne stavebnych otvorov (okna, dvere) a ich montaz v rozsahu predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohladneni
0.H1.P63 [technickych a inStalaénych poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym a

vykonnostnym Specifikaciam a existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky




0.H1.P64

PSV vyrobky (pridruzena stavebna vyroba), zahffiaju vyrobky pre profesijné a dokonCovacie prace ktoré nie su su€astou hrubej stavby.
Naklady na vyrobky PSV v rozsahu predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohfadneni technickych a instalaénych
poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam a
existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky. Zahfiaju napriklad vyrobky pre zdravotechniku (vodovodné batérie, toalety apod.),
vykurovanie (radiatory, kotol, obehové €erpadla a pod.), stlaceny vzduch (kompresor, regulatory tlaku a pod.), vzduchotechniku
(ventilatory, filtre a pod.), elektroinStalacie (vypinace, zasuvky a pod.), ¢i slaboprud (LAN zasuvky, vypinace, senzory a pod.).

0.H1.P65

Montaz a demontaz leSenia a jeho dopravu a na vSetky prace suvisiace s Cistenim staveniska.

0.H1.P66

Naklady suvisiace s realizaciou stavby, nezapocitané do cien beznych stavebnych alebo montaznych poloziek. Su to naklady
suvisiace s umiestnenim konkrétnej stavby a s dalSimi okolnostami stavby (napr. Casové podmienky vystavby, obchodné podmienky, a
iné), ktoré su podla danej stavby vzdy Specifické. Ide napr. o naklady na oplotenie staveniska, zriadenie buniek pre robotnikov, naklady
na dopravu kvoli nedostupnosti staveniska, na zabezpecenie kultirnej pamiatky pred poSkodenim, ¢asové obmedzenia prac na stavbe
kvoli hluénosti...

0.H1.P67

Realizacia rozvodov vody a kanalizacie v rozsahu podla predpokladanych zmien oproti realnemu stavu pri zohladneni technickych a
instalacnych poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym
Specifikaciam a existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky.

0.H1.P68

Realizacia rozvodov kurenia v rozsahu podla predpokladanych zmien oproti realnemu stavu pri zohladneni technickych a indtalacnych
poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajiceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam a
existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky.

0.H1.P69

Realizacia rozvodov stlac¢eného vzduchu v rozsahu podla predpokladanych zmien oproti realnemu stavu pri zohladneni technickych a
instalacnych poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym
Specifikaciam a existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky.

0.H1.P70

Realizacia vzduchotechnickych vedeni v rozsahu predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohladneni technickych a
instalaénych poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym
$pecifikaciam a existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky.

0.H1.P71

Realizacia elektrickych rozvodov v rozsahu predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohladneni technickych a inStalacnych
poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajiceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam a
existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky.

0.H1.P72

Realizacia slaboprudovych rozvodov v rozsahu predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohladneni technickych a
instalaénych poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym
$pecifikaciam a existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky. Su to napriklad datové rozvody, poziarne hlasice ¢i telefonne
rozvody.

0.H1.P73

Vybudovanie vytahovej Sachty a samotného vytahu vratane uvedenia vytahu do prevadzky pri zohlfadneni technickych a indtalacnych
poziadaviek navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajiceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam a
existujucemu laboratérnemu vybaveniu a techniky.

0.H1.P74

Vykonavaci projekt na realizaciu stavby. Realizacny projekt musi obsahovat vykresy rieSenia architektonickych a konstrukénych
detailov, jednoznacne urcuje statické i materidlové rieSenie stavby. Vykresy tychto detailov su podrobné a podla potreby jednotlivych
stavebnych profesii sa spractuvaju v mierkach 1:50, 1:25 &i 1:10.

0.H1.P75

Autorsky dozor, ktory vykonava zhotovitel' projektovej dokumentacie, ktory tiez overuje dodrzanie projektu v priebehu realizacie stavby
a kontroluje, €i sa dodrziavaju podmienky stanovené v stavebnom povoleni.

0.H1.P76

Ukony spojené so ziskanim vietkych potrebnych dokumentov a vyjadreni dotknutych inétitticii potrebnych pre ziskanie stavebného
povolenia vratane dodato€nych nakladov ktoré by mohli vzniknut v pripade nutnosti vyuzitia procesu zmeny stavby pred dokonéenim.

0.H1.P77

Ukony spojené so ziskanim vSetkych potrebnych dokumentov a vyjadreni dotknutych institticii potrebnych pre ziskanie kolaudaéného
rozhodnutia.

0.H1.P79

Lal?oratérny stdl jednostranny na pracu v sede, vy$ka plochy pracovnej dosky 750 mm, $irka a hibka pracovnej dosky — $irka 1200 mm
x hibka 750 mm, €elna hrana zaoblena, material pracovnej dosky s chemicky odolnou povrchovou Upravou napr. vysokotlaky laminat,
kovova konstrukcia s chemicky odolnou povrchovou Upravou v odtiefioch RAL, rektifikacné nozi¢ky umoznujuce nivelizaciu stola.

0.H1.P80

Laboratérny stél jednostranny na pracu v sede, vy$ka plochy pracovnej dosky 750 mm, $irka a hibka pracovnej dosky — &irka 900 mm
x hibka 750 mm, &elna hrana zaoblena, material pracovnej dosky s chemicky odolnou povrchovou Gpravou napr. vysokotlaky laminat,
kovova konstrukcia s chemicky odolnou povrchovou Upravou v odtiefioch RAL, rektifikacéné nozi¢ky umoznujuce nivelizaciu stola.

0.H1.P81

Laboratérny stél jednostranny na pracu v sede, vy$ka plochy pracovnej dosky 750 mm, $irka a hibka pracovnej dosky — $irka 2100 mm
x hibka 900 mm, &elna hrana zaoblena, material pracovnej dosky s chemicky odolnou povrchovou Gpravou napr. vysokotlaky laminat,
kovova konstrukcia s chemicky odolnou povrchovou Upravou v odtiefioch RAL, rektifikacné nozi¢ky umoznujuce nivelizaciu stola.

0.H1.P82

Laboratérny stél jednostranny na pracu v stoji, vy$ka plochy pracovnej dosky 900 mm, min. irka a hibka pracovnej dosky — Sirka 1500
mm x hibka 900 mm, &elna hrana zaoblena, material pracovnej dosky s chemicky odolnou povrchovou Upravou napr. vysokotlaky
laminat, kovova konstrukcia s chemicky odolnou povrchovou Upravou v odtiefioch RAL, rektifikacné nozi€ky umoznujuce nivelizaciu
stola.

0.H1.P83

Pracovny stél na kostre na pracu v sede, vy$ka plochy pracovnej dosky 750 mm, $irka a hibka pracovnej dosky $irka 900 mm x hibka
750 mm. Kostra povrchovo upravena proti korozii, pracovna plocha stola z laminovanej drevotriesky (alebo ekvivalent), €elna hrana
zaoblena (tzv. postforming), rektifikatné nozi¢ky umozriujlce nivelizaciu stola.

0.H1.P84

Zavesna skrinka na stenu, dvojdverova, $irka 900 mm x hibka 340 mm x vy$ka 720 mm, minimalne jedna vnutorna polica.

0.H1.P85

Laboratorna stolicka na pracu v sede, vyskovo nastavitelna, oto€na, vykyvna opierka. Sedacia Cast a opierka zhotovené zo
stalofarebného, oteruvzdorného, nesavého materialu umoznujuceho lahké Cistenie a dezinfekciu bez poSkodenia povrchu.

0.H1.P86

Laboratorna stolicka na pracu v stoji, vySkovo nastavitelna, oto€na, vykyvna opierka. Sedacia ¢ast a opierka zhotovené zo
stalofarebného, oteruvzdorného, nesavého materialu umoznujuceho lahké Eistenie a dezinfekciu bez poskodenia povrchu.

0.H1.P87

Stoli¢ka, sedacia Cast a opierka zhotovené zo stalofarebného a oteruvzdorného materialu umoznujuceho lahkeé Cistenie a dezinfekciu
bez poskodenia povrchu.

0.H1.P88

Pracovna stoli¢ka na pracu v sede, vySkovo nastavitelnd, oto¢na, vykyvna opierka. Sedacia Cast a opierka zhotovené zo
stalofarebného a oteruvzdorného materialu umoznujuceho lahké Eistenie a dezinfekciu bez poskodenia povrchu.

0.H1.P89

Stoli¢ka ku stolu na prezentaciu vedeckovyskumnych vysledkov, ¢alinena sedacia ast a opierka.




0.H1.P90

Drezové skrinka, vy$ka povrchu pracovnej dosky 900 mm, $irka 900 mm x hibka 600 mm, pracovna plocha laminovana drevotrieska
alebo ekvivalent, vylevka 400 mm x 400 mm alebo @ 400 mm, batéria pakova, v spodnej ¢asti ukladaci priestor s minimalne 1 policou,
dvoje dvierka.

0.H1.P91

Zavesna skrinka na stenu, dvojdverova, presklené dvierka, Sirka 900 mm x hibka 340 mm x vyska 720 mm, miniméalne jedna vnitorna
polica.

0.H1.P92

Skrinka na uloZenie laboratérnych pracovnych odevov a $atstva. Rozmery $irka 450 mm x hibka 450 mm x vy$ka 2000 mm. Vybavenie
- 1 poli€ka horna, ty¢ na zavesenie laboratérnych pracovnych odevov a Satstva, zamok na dvierkach.

0.H1.P93

Kontajner na kolieskach, z toho minimalne 2 kolieska s brzdou, §irka 600 mm x hibka 500 mm x vy$ka 630 mm, minimalne 1x zasuvka
s uzamykanim, 1x dvierka s uzamykanim, vnatorny priestor skrinky s minimalne jednou policou, kovové tGchytky na otvaranie dveri
a zasuvky.

0.H1.P94

Kontajner na kolieskach, z toho minimaline 2 kolieska s brzdou, $irka 450 mm x hibka 500 mm x vy$ka 630 mm, minimalne 1x zasuvka
s uzamykanim, 1x dvierka s uzamykanim, vnitorny priestor skrinky s minimalne jednou policou, kovové tchytky na otvaranie dveri
a zasuvky.

0.H1.P95

Kontajner na kolieskach, z toho minimalne 2 kolieska s brzdou, §irka 600 mm x hibka 500 mm x vy$ka 780 mm, minimalne 1x zasuvka
s uzamykanim, 1x dvierka s uzamykanim, vnitorny priestor skrinky s minimalne jednou policou, kovové tGchytky na otvaranie dveri
a zasuvky.

0.H1.P96

Kontajner na kolieskach, z toho minimaline 2 kolieska s brzdou, $irka 450 mm x hibka 500 mm x vy$ka 630 mm, minimalne 3x zasuvka
s centrdlnym uzamykanim, kovové Uchytky na otvaranie zasuviek.

0.H1.P97

Kontajner na kolieskach, z toho minimalne 2 kolieska s brzdou, §irka 600 mm x hibka 500 mm x vy$ka 630 mm, minimalne 3x zasuvka
s centralnym uzamykanim, kovové Uchytky na otvaranie zasuviek.

0.H1.P98

Stél na prezentaciu vedeckovyskumnych vysledkov, vy$ka plochy pracovnej dosky 750 mm, Sirka 1500 mm x hibka 750 mm, material
laminovana drevotrieska alebo ekvivalent, ¢elna hrana zaoblena.

0.H1.P99

Vahovy stél, §irka pracovnej dosky 600 mm x hibka 600 mm, vyska plochy pracovnej dosky 900 mm, material pracovna plochy
laminovana drevotrieska alebo ekvivalent, kostra kovovéa s povrchovou Upravou komaxit alebo ekvivalent, do pracovnej plochy vioZena
odpruzena doska z umelého kamena na umiestnenie vah — 400 mm x 400 mm, rektifikatné noZicky.

0.H1.P100

Vydavky spojené s diseminaciou poznatkov, sietovanim s imymi vedecko-vyskumnymi a priemyselnymi institaciami.

Predpokladany odhad poctu tuzemskych pracovnych ciest pre 15 G€astnikov je 20 a zahraniénych pracovnych ciest pre 15 u€astnikov
je 15.

Vydavok je ur€eny na zabezpecenie cestovnych nahrad pre osoby particupujuce na aktivitach projektu ako su (seminare, workshopy,
konferencie, vymenné staze, odborné exkurzie, honorované prednasky, navstevy akademickych a priemyselnych subjektov v ramci
spoluprace na vedeckych a inovaénych aktivitach projektu a pod.). Vydavok zahfiia viozné/registracné poplatky, ubytovanie, stravné a
cestovné nahrady v sulade s platnymi limitmi. Suma je planovana na 57 mesiacov a bude ¢erpana priebezne. Pracovné cesty budu
operativne planované a to v nadvaznosti na priebezne dosiahnuté vysledky vedecko-vyskumnych aktivit projektu a aktualnych
moznosti realizovat’ diseminaciu tychto novonadobudnutych poznatkov. Zaroven budu pri planovani pracovnych ciest zohladné
momentalne potreby a prilezitosti na nadvazovanie perspektivnych partnerstiev s vedecko-vyskumnymi a priemyslenymi institaciami.
Vydavky na tuzemské pracovné cesty odhadujeme na 7.000,- €. 20 ciest x 350,- €/1 cesta = 7.000,- € (predpokladané vydavky na 1
pracovnu cestu: 180,- € vlozné/registracné poplatky, 110,- € ubytovanie na 2 noci, stravné 30,- € a cestovné 30,- €)

Vydavky na zahrani¢né pracovné cesty odhadujeme na 18.000,- €. 15 ciest x 1.200,- €/1 cesta = 18.000,- € (predpokladané vydavky na
1 pracovnu cestu: 350,- € vlozné/registracné poplatky, 300,- € ubytovanie na 3 noci, stravné 160,- € a cestovné 390,- €)

Spdsob uréenia vysky predpokladanej hodnotovy vydavku: kvalifikovany odhad na zaklade cestovnych nakladov Centra v roku 2018.
Pracovné cesty budu realizované v sulade so zakonom €. 283/2002 Z.z. o cestovnych nahradach v zneni neskorsich predpisov tak,
aby bol dany vydavok efektivny, hospodarny a ucelny. Vzhladom na dlhy ¢asovy horizont realizacie projektu je vysoko pravdepodobné,
ze skuto¢né jednotkové naklady budu odlisné (vysSie alebo nizSie) ako uvadzame vo vyssie uvedenej kalkulacii predpokladanych
cestovnych nakladov.

Oc¢akavame, Ze skuto¢né potreby projektu si budu vyzadovat realizovat vaési pocet pracovnych ciest ako je predpokladané v rozpocte
predkladaného projektu. Takéto naklady (t.z. nad ramec rozpoctu) budeme hradit' z vlastnych institucionalnych zdrojov a z
komplementarneho projektu H2020.

0.P1.N1

Nepriame vydavky budu vykazované na zaklade pausalnej sadzby na nepriame vydavky urcené na zaklade nakladov na zamestnancov
(nariadenie 1303/2013, ¢&l. 68 ods. 1, pism. b).




